Przedmiot: Nieorganiczne komponenty dla przemystudrmaceutycznego i kosmetycznego
Kod przedmiotu:WTilCh/ISt/ICh/D-12a

1. Odpowiedzialny za przedmiot, jego miejsce zatrudniga i e-mail:
dr inz. Elzbieta Filipek, Katedra Chemii Nieorganicznej i Abhaiznej PS, elafil@ps.pl
2. Jezyk wyktadowy: polski
3. Liczba punktow: 1
4. Rodzaj studiow, kierunek, specjalné¢: studia | stopnia, stacjonarne, kierunekyimeria
Chemiczna i Procesowa
Status przedmiotu dla ww. studiéw:obieralny
Informacje o formach zajeé:

oo

Zajecia praktyczne

Sem. Pkt Wyktad Seminarium | Cw/éw. komp. | Laboratoriun Projekt
G/sem| F.z. | G/lsem F.z. | G/sem F.z. | G/sem F.z. | G/sem F.z.
VI 1 15 Z

Waga 1
Objasnienia Pkt — liczba punktéw, G/sem. — liczba godzin wmestrze, F.z. — forma zaliczenia &aj

(E — egzamin, Z — zaliczenig)w. komp — zajcia w formie¢wiczen, na stanowiskach komputerowych

7. Wymagane zaliczenie przedmiotdw poprzedzagych (lub okreslenie wymaganej
wiedzy):
Wiedza z zakresu przedmiotu "Chemia ogolna i igaoiczna”

8. Program wyktadéw
Co to jest kosmetologia? Definicja i cele kosmetyaz leku. Zadania kosmetyku oraz
farmaceutyku. Substancje nieorganiczne prostezone stosowane w kosmetykach i lekach.
Pierwiastki chemiczne, tlenki, nadtlenki, wodorake kwasy, sole. Substancje pochodzenia
mineralnego i ich znaczenie. Synteza ii $laosci najwazniejszych zwazkdw stosowanych
w produkcji kosmetykéw i lekow. Skiad typowych kastykow i wybranych lekéw. Prawo o
kosmetykach. Notyfikacja kosmetykow, a rejestradgkow. Dziatania niepmdane
kosmetykow i lekow.

9. Program zag¢ praktycznych
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